ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2008

22 Fase do Concurso Nacional de Acesso

Estabelecimento: 3163 Instituto Politécnico de Viana do Castelo - Escola Superior de Tecnologia e
Gestéo de Viana do Castelo
Curso Superior: 9723 Design de Ambientes
Licenciatura
OPGCAO CANDIDATURA ETAPA COLOCACAO (contingente) DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Opgéo Cands. % Cols. % Etapa Colocagéao Cands. %  Cols. % Nota Distrito Origem Cands. %  Cols. %
12 11 20 7 64 17 Geral 54 100 11 100 126.3 Braga 16 30 3 27
22 15 28 3 27 Total 54 11 Porto 9 17 1 9
32 4 7 0 0 Viana do Castelo 8 15 3 27
42 6 11 0O O Aveiro 4 7 1 9
5a 9 17 1 9 Leiria 3 6 0 O
62 9 17 0 0 Tamega 2 4 1 9
Total 54 11 Entre Douro e Vou 2 4 1 9
Santarém 2 4 0 0
SEXO DOS CANDIDATOS CURSO DO 122 ANO (15 mais frequentes) ~ Lisboa 2E et
Sexo Cands.%  Cols. % Curso 12° ano Cands.% Cols.%  Combra 2 4 00
o Vila Real 1 2 0 O
MaS(':. 29 54 7 64 N064 Artes Visuais 34 63 7 64 Guarda 1 2 0o o
Femin. 25 46 4 36 R820 AgrupamentoZ/geral - 5 9 19 Faro 1 2 1 9
Total 54 11 P378 Técnico de desenho grafico 4 7 19 Braganca 1 2 0o o
R821 Agrupamento 2 / design 3 6 19 Total 54 "
. otal
E N084 Multimédia 2 4 19
MEDIAS dos Colocados U220 Ens. secundario recorrente (todos 1 2 0 0
Nota de candidatura 132.3 P662 Técnico de com~puta<;éo grfifica trid 1 2 0 0
Prova de ingresso 1345 P610 Cursos Educaga.o Fprmagao (todo 1 2 0 0
Média do 12° ano 131.1 P320 Desenhadolr pr.01ect|s,tz.1 1 2 0 0
Média do 10%/11° ano 131.1 NA26 Artes e Industrias Gréaficas (VCT) 1 2 0 0
N986 Recorrente - Design de Comunica 1 2 0 0
DISTRIBUIQOES DE NOTAS DE CANDIDATURA
Candidatos 10 10
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6
5
4 4 4
1 1 1
| | |
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Colocados 4 4
1 1 1
0 0 0 0 0 0
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